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高純度四氯化矽製程技術開發

鋅安工業股份有限公司

■計畫目標

　　本計畫主要針對光纖預型體製程所需之關鍵化學材料，發展高純度四

氯化矽生產製程技術，藉此切入高純度化學品供應市場， SiCl4產品規範

如下：

˙外觀為無色透明液體

˙純度 99.9999%無機金屬雜質總量＜ 1.0 ppm,個別金屬不純物<10ppb

-OH 雜質＜ 5ppm

-CH 雜質＜ 5ppm

HCl 雜質＜ 15ppm

■執行成果

˙本計畫成功建立之高純度四氯化矽純化量產技術，純度可達 99.9999%

以上，符合多模光纖預型體之進料規範需求。此項產品已於光纖廠完成

實廠應用測試，終端光纖產品亦符合低衰變光纖之規格。

˙本計畫透過化工分離技術與下游應用產品之光、電性能評估相結合，建

立完整之品質驗證技術，可建立國內高科技產業對自主性品牌之信賴

度，解決高純度化學品發展過程中，難以切入市場之窘境。

˙本案促使本公司與卓越光纖公司成為策略聯盟，未來技術落實後，可創

造本公司近 3000萬元之收益，並可為卓越光纖公司節省 200萬元以上

之購料成本。

■新產品∕新技術簡介

　　高純度 SiCl4之純化程序依不同雜質而有各種處理技術,  採氣提配合

蒸餾分離程序進行金屬氯化物精煉與純化為傳統化工製程操作，然針對高

純度光、電化學品之特殊需求，相關原料之前處理程序、製程條件、分裝

處理程序、微量分析檢測等皆為關鍵技術。
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■技術合作單位及合作內容

技術合作單位名稱：工研院化學工業研究所

技術合作項目：高純化學品製程規劃設計

■成果應用領域

　　四氯化矽化合物廣泛地應用於各領域產品，如：溼或乾矽石粉、半導

體矽晶片反應氣體、石英合成等。近年來!於光纖"#$%&發展，應用

光纖預型體製造程序之四氯化矽，已成為'()*要用+。,目前"#-

統所廣泛使用之石英-光纖而.，/採化學氣相0123Chemical Vapor

D e p o s i t i o n4，於石英5內601高純度之 S i O 2 7 d o p i n g 物質如

GeO2，可提高光纖纖89:;，藉此<成光纖之=導特性，而製>低光

學?@之光纖，A此 SiCl4為石英-光纖之主要BC原料。

■專案執行重要心得

　　本公司自D國 7 9 年成立EF已GH年，過程中IJKLMN之成

O，公司亦P用內6之QRST製程U;與VWX產品，產品種Y!Z創

[\之氯化]單)生產C，^E目前之]化合物-_產品。近年來A市場

`ab益cd7Mef境ghi化，jJkSlm有產品之品質外，n1

o與工研院合作導入X技術，\能藉此p入高qrst之光電u化學品生

產領域。同v，wx亦yz體{|光電u化學品技術}>相~�難，A此

如�有U整合本公司有�之研究QR，與國內研究單位相�合作進行相關

生產技術之研發，��本公司m�與未來$發展*�策略。對公司而.，

j落實於 SiCl4生產程序外，未來�n進)�P用所建立之高純度化學品

操作M驗與品質5�M驗，1o切入電�u化學品之相關市場，\能達|

��Me之�終�$。


